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UVAPRINT 100-200 HPV EIGENSCHAFTEN VORTEILE

UV-Hochleistungsflachenstrahler » Kompakte leistungsstarke * Integration in nahezu alle
UV-Trockner Fertigungsprozesse maoglich

» Zwei Leistungsstufen * Hocheffizient fur héchste
(1 kW und 2 kW) Produktionsgeschwindigkeit

* Leistungsregelung » Wartungsfreundlich
50 % /100 % durch modularen Aufbau

* Leistung bis 200 W/cm « Einfache Integration dank

« Alle Standard- und viele .Plug & Play”
Sonderspektren erhaltlich

+ Niedrige Substrattemperatur
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UV-HOCHLEISTUNGSFLACHENSTRAHLER

Der kompakte UV-Hochleistungsflachenstrahler mit CAD-optimierter Reflektorgeometrie erméglicht maximale UV-Intensitat in
Relation zur Leistungsaufnahme. Durch den einfachen Strahlerwechsel kénnen die Spektren und Bogenlangen auf die verschie-
denen Anwendungen abgestimmt werden. Das UVAPRINT 100-200 HPV wird zum Aushéarten UV-reaktiver Klebstoffe, Verguss-
massen, Kunststoffe, Farben und Lacke eingesetzt. ,Plug & Play” macht die Installation besonders einfach. Die Versorgungsspan-

nung betragt fir beide Leistungsstufen (1 kW und 2 kW) 230 V bei 50 Hz.

Spektrum / spectrum FE (Eisen / Iron) 100 W/em Spektrum / spectrum Hg (Quecksilber / Mercury) 100 W/cm
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STEUERTEIL UND ENERGIEVERSORGUNG

e Leistungsregelung zweistufig 50 % / 100 %

mit einerBogenleistung von:

100 W/cm / 200 W/cm bei 100 mm Bogenlange

* Optional Fernbedienung oder Fernbedienung mit Timer

)L : . 66 W/cm /133 W/cm bei 150 mm Bogenlange
Wellenlange / wavelength [nm] " “Wellen\an;:/wavelen:h [nm] - . 50 chm / 100 W/Cfn bei 200 mm Bogenlénge
[ S S R * Schnittstelle fur externe Shutteransteuerung
H und Stufenschaltung TkW / 2 kW
é Standardspektren e Externes ,Lamp Error” und ,Shutter open/close” Signal
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Wellenlinge / wavelength [nm]

STRAHLERTEIL

¢ UV-Hochleistungsstrahler mit Bogenlangen von
100, 150 und 200 mm

* Abmessungen (L x B x H): 400 x 250 x 634 mm

OPTIONALE REFLEKTOREN

Dichroitischer Reflektor

* Reduktion der IR-Strahlung i
* CAD-optimierte Reflektorgeometrie um ca. 40 %
* Ventilatoren im Strahlerteil integriert * Reduzierung des Temperatur-
* Wahlweise mit elektrisch oder pneumatisch angetriebenen anstiegs auf dem Substrat
Shutter oder ohne Shutter um bis zu 30 % / l \
 Advanced Cold Mirror System ACM zur * nachrustbar UV IR
Temperaturreduzierung optional
 Dichroitische Reflektoren optional Advanced Cold Mirror (ACM) S

* Gegenkuhlplatte optional

Hoenle AG
Nicolaus-Otto-Str. 2
82205 Gilching
Germany

Telefon: +49 8105 2083-0
curing@hoenle.com

* Reduzierung der IR-Strahlung
um bis zu 85 %

* Reduzierung des Temperatur-
anstiegs auf dem Substrat
um bis zu 65 %

* nachrUstbar
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Alle technischen und prozessrelevanten Angaben sind von der Anwendung abhéngig und kénnen von den hier
angegebenen Daten abweichen. Technische Anderungen vorbehalten. © Copyright Dr. Hoenle AG. Stand 10/25
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